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（ナノレベル局所磁性）
磁気コンプトン散乱や軟X線MCDによる磁化曲線の測定から元素選択的、スピン・軌道選択的
磁化曲線を得て、磁気特性の起源を調べる。

放射光X線を利用した垂直磁化膜の
磁気特性の微視的評価96

本シーズの問い合わせ先：量子ビーム科学部門研究企画部（qubs-techoffice@qst.go.jp）
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